
  

 
 

Porto Alegre, 09 de setembro de 2019. 

 

Oportunidade 86/2019 – Aperfeiçoamento de Processos 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 
Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Escopo: Processos 

Objetivos:  

Consultoria coletiva para atender Centro Tecnológico Têxtil situado em Erechim. O centro atua com 

máquinas que automatizam o enfestamento, corte de tecidos, plotagem, digitalização dos moldes, 

recebimento, classificação e destinação de resíduos, entre outros. 

 

O grupo tem a necessidade de consultoria coletiva, visando orientar plano para para aperfeiçoamento 

dos processos: 

- Otimizar processos;  

- Otimizar o uso de máquinas e equipamentos; 

- Adequar o planejamento e controle da produção; 

- Melhorar gestão de estoque; 

- Adequar o layout fabril; 

- Adequar a logística de produção; 

- Aproveitar resíduos e otimizar uso de matérias primas. 

 

Metodologia sugerida: Consultoria coletiva 

Público-alvo: Consultoria coletiva para atender Centro Tecnológico Têxtil situado em Erechim. 
Atendimento similar ao de centrais de negócio e redes. 

Carga horária estimada: deve ser coerente com a proposta de trabalho e entregas previstas. 

Prazo de cadastramento e envio da documentação: 17/09/2019. 

Observações: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 
02/2016. Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto 
em nosso Banco De Soluções De Propriedade Intelectual. 
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